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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder efngereictrten Unterlagen entnommen 

Priifungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

® Transdermales therapeutisches System mit hochdispersem Siliziumdioxid 

® Transdermales therapeutisches System mit einer wirk- 
stoffundurchlassigen Deckschicht, mit einer selbstkleben- 
den Matrixschicht oder mit mehreren Matrixschichten, 
von denen mindestens die bei Applikation des Systems 
freiliegende Matrixschicht selbstklebend ist, und mit ei- 
ner abziehbaren Schutzschicht, wobei die Matrix- 
schicht(en) einen oder mehrere Wirkstoffe und/oder ei- 
nen oder mehrere andere biologisch aktive Stoffe und 
hochdisperses Siliziumdioxid e nth alt (enthalten), wobei 
ausgenommen sind: 

eine Matrix auf Acrylat-Basis mit einem Gehalt an Isosor- 
biddinitrat, 

eine Matrix auf Acrylat-Basis mit einem Gehalt an Indo- 
methacin, 

eine Matrix auf Basis von Poly-1,4-butadien und Natur- 
■ kautschuk und eine Matrix auf Basis von Poly-vinylalko- 
, hoi und Poly-vinyl pyrrol idon, 

i sofem diese Schicht(en) dieser Matrizes nicht mit einem 
Haftkleber (Klebeschicht) versehen sind. 
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Abstract ofDE10033853 

The invention relates to a transdermal therapeutic system comprising a surface layer which is 
impervious with respect to an active ingredient; a self-adherent matrix layer or a plurality of matrix 
layers, wherein the exposed matrix layer is, at least self-adherent when the system is applied. Said 
system also comprises a pull-off protective coating, whereby the matrix layer(s) contains(s) one or 
more active ingredients and/or one or more biologically active substances and highly dispersed 
silicon dioxide. Said system contains silicon dioxide in order to increase skin permeation. 
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